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Abstract (en)
Following stuffer box texturing, yarn (7) is heat-set under zero tension on a perforated drum. It is then taken off and tensioned prior to winding up
without using mechanical friction elements. Tension is provided by fluid friction, e.g. exposing a length of 2 to 5 m to air. The yarn can be enclosed
in a conditioned chamber (12) and make several passes over guide rollers. An independent claim is also included for the process of tensioning
yarn after texturing using a free length of yarn without contacting it with mechanical friction elements. An enclosed chamber can be fed with a fluid
medium, e.g. an aerosol, especially water mist, to assist cooling. Fluid injection can be in the opposite direction to the yarn movement and linked to a
control circuit to control the tension produced.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erhöhung und Regulierung des Fadenzugs, insbesondere eine Entwirrstreckenbremse,
an einer Texturierspinnvorrichtung (1) mit mindestens einer Texturiereinrichtung (1). Um den Faden(7) möglichst schonend zu bearbeiten,
mechanische Reibstellen zu vermeiden und die Kühlung des Fadens zu verbessern, wird erfindungsgemäss eine Vorrichtung vorgestellt, bei der
die Texturierspinnvorrichtung (1) eine der Texturiereinrichtung (4) nachgeschaltete Fadenlaufstrecke (26) aufweist, auf welcher der Faden (7)
mindestens einmal auf einer freien Fadenlänge (24) von 0,5 m-10 m der Reibung mit einem gasförmigen und/oder fluiden Medium ausgesetzt
ist. Des weiteren wird ein Verfahren gezeigt, in dem der Faden (7) nach Durchlaufen der Texturiereinrichtung (4) eine Fadenlaufstrecke (26)
passiert, innerhalb der er mindestens einmal über eine freie Fadenlänge (24) von 0,5 m-10 m geführt wird und gleichzeitig einer Reibung mit einem
gasförmigen und/oder fluiden Medium ausgesetzt ist. <IMAGE>
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